
 

 

 
註冊商標版權可扣稅 
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鼓勵企業更廣泛運用知識產權，保障更多企業將研發成果轉化為資產，財爺建議將扣免利得稅安排擴

展至註冊商標、版權及註冊外觀設計，並將申請專利資助上限由十萬元提高至十五萬元。  

 

財政預算案建議，將扣免利得稅安排擴展至註冊商標、版權及註冊外觀設計。稅務局將諮詢業界專家，

年內盡快制訂方案，至於是一年扣除利得稅，還是分攤至三、五年扣除，全扣還是扣一半，目前暫無

詳細建議出台。為資助本港公司及發明者首次申請專利，創新及科技基金轄下的「專利申請資助計劃」

將資助上限由十萬提高至十五萬，轄下研發項目申請專利支出上限亦提高至十五萬元。 

 


